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Водород, растворяясь в металлах в ходе плавки,
разливки, при электрохимических, ядерных и иных
процессах, является одной из причин появления
дефектов, трещин, ухудшения пластических
свойств металлов (водородная хрупкость), приводящих к разрушению изделий[1].   
В работе исследовались образцы WC после обработки потоком электронов с энергией 1 МэВ и флюенсом 1,25*1011 эл/см2. Было установлено, что обработка поверхности образцов приводит к повышению микротвердости изделий, однако через несколько месяцев происходит деградация физических свойств материала. Также было показано, что в случае последующей термообработки деградации не происходит.

Для определения влияния обработки потоком электронов на элементный состав образцов был использован метод ядерного обратного рассеяния протонов с энергией 7.5 МэВ [2]. Исследования показали, что обработка пучком электронов приводит к появлению гидридного слоя толщиной до 30 мкм и содержанием H до 40 ат.%, но за месяц толщина модифицированного слоя уменьшается до 5 мкм. Анализ образцов до и после термообработки показал диффузию водорода вглубь материала вследствие термического воздействия. После термообработки произошло образование  водородосодержащего слоя толщиной 4 мкм и содержанием H до 40 ат.% на 41 мкм от поверхности образца.
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